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一种成像位移模组，包括可在绕射状态和非

绕射状态切换的第一光栅及第二光栅。第一光栅

设有相对应的第一表面和第二表面，第一表面接

收一影像光，且影像光从第二表面出射。第二光

栅设有相对应的第三表面和第四表面，第三表面

接收影像光，且影像光从第四表面出射。影像光

入射至第一光栅的入射方向与由第二光栅出射

的出射方向平移一距离。
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1.一种用以提高解析度的成像位移模组，包括：

一可在绕射状态和非绕射状态切换的第一光栅，设有相对应的一第一表面和一第二表

面，所述第一表面接收一影像光，且所述影像光从所述第二表面出射；以及

一可在绕射状态和非绕射状态切换的第二光栅，位于所述第一光栅的光路下游，设有

相对应的一第三表面和一第四表面，所述第三表面接收所述影像光，且所述影像光从所述

第四表面出射，其中所述影像光入射至所述第一光栅的入射方向与由所述第二光栅出射的

出射方向在一第一方向实质平移一距离；

其中，所述影像光经过所述用以提高解析度的成像位移模组的第一光栅后，可以往下

偏折一第一角度，且所述影像光经过所述用以提高解析度的成像位移模组的所述第二光栅

后，可以往反方向向上偏折所述第一角度，用以提高画素解析度。

2.如权利要求1所述的用以提高解析度的成像位移模组，其中所述影像光与所述第一

表面的法线形成一入射角，所述影像光与所述第四表面的法线形成一出射角，且所述入射

角与所述出射角实质相同。

3.如权利要求1所述的用以提高解析度的成像位移模组，其中所述第一光栅及所述第

二光栅并排设置，且所述第一光栅及所述第二光栅同时为绕射状态或同时为非绕射状态。

4.如权利要求1所述的用以提高解析度的成像位移模组，其中当所述第一光栅及所述

第二光栅均为非绕射状态时，所述影像光沿一实质直线方向通过所述第一光栅及所述第二

光栅，当第一光栅及所述第二光栅均为绕射状态时，所述第一光栅及所述第二光栅朝相反

方向偏折所述影像光。

5.一种用以提高解析度的成像位移模组，包括：

一可在绕射状态和非绕射状态切换的第一光栅，设有相对应的一第一表面和一第二表

面，所述第一表面接收一影像光，所述影像光从所述第二表面出射；

一可在绕射状态和非绕射状态切换的第二光栅，位于所述第一光栅的光路下游，设有

相对应的一第三表面和一第四表面，所述第三表面接收所述影像光，所述影像光从所述第

四表面出射；

一可在绕射状态和非绕射状态切换的第三光栅，设有相对应的一第五表面和一第六表

面，所述第五表面接收所述影像光，所述影像光从所述第六表面出射；以及

一可在绕射状态和非绕射状态切换的第四光栅，位于所述第三光栅的光路下游，设有

相对应的一第七表面和一第八表面，所述第七表面接收所述影像光，所述影像光从所述第

八表面出射，

其中所述影像光入射至所述用以提高解析度的成像位移模组的所述第一表面的入射

方向与由所述用以提高解析度的成像位移模组的所述第八表面出射的出射方向，在一第一

方向实质平移一第一距离且同时在一第二方向实质平移一第二距离，且所述第二方向与所

述第一方向不同，用以提高画素解析度。

6.如权利要求5所述的用以提高解析度的成像位移模组，其中所述影像光与所述第一

表面的法线形成一入射角，所述影像光与所述第八表面的法线形成一出射角，且所述入射

角与所述出射角实质相同。

7.如权利要求5所述的用以提高解析度的成像位移模组，其中所述第一光栅及所述第

二光栅同时为绕射状态或同时为非绕射状态，且所述第三光栅及所述第四光栅同时为绕射
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状态或同时为非绕射状态。

8.如权利要求5所述的用以提高解析度的成像位移模组，其中所述第一光栅及所述第

二光栅具有相同的一第一光栅排列方式，所述第三光栅及所述第四光栅具有相同的一第二

光栅排列方式，且所述第一光栅排列方式与所述第二光栅排列方式不同。

9.如权利要求1至8中任一权利要求所述的用以提高解析度的成像位移模组，其中各所

述光栅为一全息聚合物分散液晶元件。
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用以提高解析度的成像位移模组及其制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种成像位移模组及成像位移模组制造方法。

背景技术

[0002] 近年来，各种影像显示技术已广泛地应用于日常生活上。于影像显示装置中，例如

可设置成像位移模组改变光线于装置内的行进光路，以提供例如提高成像解析度、改善画

面品质等各种效果。习知的成像位移模组通常为包含组动件与组定件的光路调整机构，光

路调整机构使光学元件产生往复的摆动以使像素影像产生轻微位移，在人眼视觉暂留的情

况下提供提高影像解析度的效果。然而，习知的光路调整机构于摆动时容易产生高频噪音，

元件材料在高速震动下使用寿命受限，且会受到变迁时间(transition  time)的限制而影

响到光效能。再者，一旦被动元件(例如光阀)的尺寸需求有变化，必需对应地重新设计并验

证材料与结构组成，而难以简化制程及整体架构。

[0003] ＂背景技术＂段落只是用来帮助了解本发明内容，因此在＂背景技术＂段落所揭露的

内容可能包括一些没有构成所属技术领域中具有通常知识者所知道的习知技术。在＂背景

技术＂段落所揭露的内容，不代表所述内容或者本发明一个或多个实施例所要解决的问题，

在本发明申请前已被所属技术领域中具有通常知识者所知晓或认知。

发明内容

[0004] 本发明的其他目的和优点可以从本发明实施例所揭露的技术特征中得到进一步

的了解。

[0005] 本发明提供了一种成像位移模组，包括可在绕射状态和非绕射状态切换的第一光

栅及第二光栅。第一光栅设有相对应的第一表面和第二表面，第一表面接收影像光，且影像

光从第二表面出射。第二光栅位于第一光栅的光路下游，设有相对应的第三表面和第四表

面，第三表面接收影像光，且影像光从第四表面出射。影像光入射至第一光栅的入射方向与

由第二光栅出射的出射方向在第一方向实质平移一距离。再者，影像光与第一表面的法线

形成入射角，影像光与第四表面的法线形成出射角，且入射角与出射角可实质相同。当成像

位移模组轮流在绕射状态和非绕射状态切换，因人眼的视觉暂留现象，观察者可看到多一

倍的画素影像，获得例如将画素解析度提高至2倍的效果。

[0006] 本发明另提供了一种成像位移模组，包括可在绕射状态和非绕射状态切换的第一

光栅、第二光栅、第三光栅及第四光栅。第一光栅设有相对应的第一表面和第二表面，第一

表面接收一影像光且影像光从第二表面出射。第二光栅位于第一光栅的光路下游，设有相

对应的第三表面和第四表面，第三表面接收该影像光，且影像光从第四表面出射。第三光栅

设有相对应的第五表面和第六表面，第五表面接收影像光，且影像光从第六表面出射。第四

光栅位于第三光栅的光路下游，设有相对应的第七表面和第八表面，第七表面接收影像光，

且影像光从第八表面出射。影像光入射至第一表面的入射方向与由第八表面出射的出射方

向，在第一方向实质平移第一距离且同时在第二方向实质平移第二距离，且第二方向与第
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一方向不同。藉由四个光栅于绕射状态和非绕射状态切换的设计，可形成两个维度上的双

轴调整，获得例如将画素解析度提高至4倍的效果。

[0007] 本发明又提供了一种成像位移模组制造方法，包括提供壳体；安装可在绕射状态

和非绕射状态切换的第一光栅于壳体内；第一光栅设有相对应的第一表面和第二表面，第

一表面接收影像光，且影像光从第二表面出射；以及安装可在绕射状态和非绕射状态切换

的第二光栅于壳体内，第二光栅位于第一光栅的光路下游，设有相对应的第三表面和第四

表面，第三表面接收影像光，且影像光从第四表面出射，其中影像光入射至第一光栅的入射

方向与由第二光栅出射的出射方向在第一方向实质平移一距离。

[0008] 本发明的成像位移模组及成像位移模组制造方法，利用例如全息聚合物分散液晶

元件构成的绕射光栅作为光路调整元件，可不需致动件即能获得像素影像位移的效果，因

此可避免高速碰撞、噪音等问题且可提高元件使用寿命。再者，因液晶变迁时间较短，故能

保留较多的光效能。另外，绕射光栅作为光路调整元件的结构组成较为简单，且不需随被动

元件(例如光阀)的尺寸变更而修改设计。

[0009] 上述说明仅是本发明技术方案的概述，为了能够更清楚了解本发明的技术手段，

而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够

更明显易懂，以下特举较佳实施例，并配合附图,详细说明如下。

附图说明

[0010] 图1A及图1B为依本发明一实施例，显示由全息聚合物分散液晶元件所构成的光栅

的示意图。

[0011] 图2A及图2B显示本发明一实施例的成像位移模组的示意图。

[0012] 图3为依本发明一实施例，显示像素影像位移效果的示意图。

[0013] 图4A至图5D显示本发明另一实施例的成像位移模组的示意图，其中图4A至图4D为

成像位移模组的侧视图，图5A至图5D为分别由图4A至图4D的成像位移模组的上方向下观察

的俯视图。

[0014] 图6为依本发明另一实施例，显示像素影像位移效果的示意图。

[0015] 图7为依本发明另一实施例，显示像素影像位移效果的示意图。

[0016] 图8显示本发明一实施例的成像位移模组的示意图。

[0017] 图9为依本发明另一实施例，显示像素影像位移效果的示意图。

[0018] 图10显示本发明另一实施例的成像位移模组的示意图。

[0019] 图11为本发明一实施例的成像位移模组应用于一光学系统的示意图。

[0020] 图12为本发明另一实施例的成像位移模组应用于一光学系统的示意图。

具体实施方式

[0021] 有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效，在以下配合参考图式的实施例

的详细说明中，将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语，例如：上、下、左、右、前

或后等，仅是参考附加图式的方向。因此，使用的方向用语是用来说明并非用来限制本发

明。

[0022] 下述实施例中的揭露内容揭示一种成像位移模组，其可运用于不同光学系统(例
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如显示装置、投影装置等等)以调整或变化光路俾提供例如提升成像解析度、提高影像品质

(消除暗区、柔和化影像边缘)等效果而不限定，且成像位移模组于光学系统中的设置位置

及配置方式完全不限定。

[0023] 图1A及图1B为依本发明一实施例，显示由全息聚合物分散液晶元件所构成的光栅

的示意图。于一实施例中，全息聚合物分散液晶元件(Holographic  Polymer  Dispersed 

Liquid  Crystal；HPDLC)10作为可在绕射状态和非绕射状态切换的光栅。如图1A所示，当电

源供应器22例如施加电压到全息聚合物分散液晶元件10时形成非绕射状态，液晶12和聚合

物14的折射率变得几乎完全相同，影像光I可在没有绕射现象下，不改变行进方向近乎直线

地穿透。如图1B所示，若全息聚合物分散液晶元件10未被施加电压，液晶12与聚合物14之间

的折射率差异产生光绕射现象形成绕射状态，影像光I会被全息聚合物分散液晶元件10偏

折一个角度θ，使出射方向与入射方向不同。上述的切换方式并不限定，于另一实施例中，可

利用具负介电异向性的液晶材料、改变感光材料材质等方式，于全息聚合物分散液晶元件

10被施加电压时形成绕射状态且于未施加电压时形成非绕射状态。

[0024] 图2A及图2B显示本发明一实施例的成像位移模组的示意图。如图2A及图2B所示，

成像位移模组110包含第一光栅112及第二光栅114，第一光栅112及第二光栅114均可在绕

射状态和非绕射状态之间切换，且第一光栅112及第二光栅114例如可并排设置。第二光栅

114位于第一光栅112的光路下游，亦即影像光I先通过第一光栅112再通过第二光栅114。第

一光栅112设有相对应的表面112a和表面112b，且第二光栅114设有相对应的表面114a和表

面114b，第一光栅112的表面112a接收一影像光I，且影像光I从表面112b出射后由第二光栅

114的表面114a接收，通过第二光栅114的表面114a的影像光I最后由表面114b出射。于本实

施例中，当第一光栅112及第二光栅114均为非绕射状态时(图2A)，同一影像光I可沿一实质

直线方向依序通过第一光栅112及一第二光栅114并形成图3所示的像素影像P；当第一光栅

112及第二光栅114均为绕射状态时(图2B)，影像光I通过第一光栅112时可被往下偏折一个

角度θ，接着影像光I通过第二光栅114时可往反方向向上偏折一个角度θ，因此影像光出射

方向相较入射方向于一第一方向(例示为垂直方向)实质平移一距离DS，形成图3所示的像

素影像Q。当成像位移模组110轮流在绕射状态和非绕射状态切换，因人眼的视觉暂留现象，

观察者可看到多一倍的像素影像(对应单一像素形成两个像素影像P与Q)，获得提高解析度

(解析度为原先的两倍)的效果。再者，于本实施例中，影像光与表面112a的法线形成一入射

角α，影像光I与表面114b法线形成一出射角θ，且入射角α与出射角θ可实质相同。

[0025] 图4A至图5D显示本发明另一实施例的成像位移模组的示意图，其中图4A至图4D为

成像位移模组的侧视图，图5A至图5D为分别由图4A至图4D的成像位移模组的上方向下观察

的俯视图。于本实施例中，成像位移模组120包含可在绕射状态和非绕射状态切换的第一光

栅122、第二光栅124、第三光栅132及第四光栅134。第二光栅124可位于第一光栅122的光路

下游，第三光栅132可位于第二光栅122的光路下游，第四光栅134可位于第三光栅132的光

路下游，且各个光栅例如可并排设置。第一光栅122及第二光栅124构成第一组平移单元，使

像素影像可沿一维度平移，第三光栅132及第四光栅134构成第二组平移单元，使像素影像

可沿另一维度平移。因此，当第二组平移单元的光栅排列方式与第一组平移单元的光栅排

列方式不同时，像素影像能在二维的方向上移动，获得将像素解析度提高至4倍的效果。如

图4A至图5D所示，第一光栅122设有相对应的表面122a和表面122b，表面122a接收影像光I，
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且影像光I从表面122b出射，第二光栅124设有相对应的表面124a和表面124b，表面124a接

收影像光I且影像光I从表面124b出射，第三光栅132设有相对应的表面132a和表面132b，表

面132a接收影像光I且影像光I从表面132b出射，第四光栅134设有相对应的表面134a和表

面134b，表面134a接收影像光I且影像光I从表面134b出射。于本实施例中，当第一组平移单

元(光栅122、124)与第二组平移单元(光栅132、134)均为非绕射状态时(图4A、5A)，影像光I

可依一实质直线方向依序通过所有光栅并形成图6所示的像素影像P，当第一组平移单元

(光栅122、124)为绕射状态且第二组平移单元(光栅132、134)为非绕射状态时(图4B、5B)，

影像光I通过第一组平移单元(光栅122、124)时会使影像光出射方向相较入射方向于一第

一方向(例示为垂直方向)实质平移一距离S1(如图4B所示)，并形成图6所示的像素影像Q。

当第一组平移单元(光栅122、124)为非绕射状态且第二组平移单元(光栅132、134)为绕射

状态时(图4B、5B)，因第二组平移单元的光栅排列方式与第一组平移单元的光栅排列方式

不同，当影像光I通过第二组平移单元(光栅132、134)时会使影像光出射方向相较入射方向

于另一第二方向(例示为水平方向)实质平移一距离S2(如图5C所示)，并形成图6所示的像

素影像R。因此，若第一组平移单元(光栅122、124)与第二组平移单元(光栅132、134)均为绕

射状态时(图4D、5D)，影像光I可同时于垂直方向及水平方向均实质平移一距离(分别如图

4D及5D所示)，并形成图6所示的像素影像S。因此，藉由两组的平移单元可形成两个维度上

的双轴调整，获得将像素解析度提高至4倍的效果。再者，于本实施例中，影像光I与表面

124b的法线形成的出射角，可与表面122a的法线形成的入射角实质相同，且影像光I与表面

134b的法线形成的出射角，可与表面132a的法线形成的入射角实质相同。因此，于一实施例

中，影像光I与表面122a的法线形成的入射角，可与影像光I与表面134b的法线形成的出射

角实质相同。

[0026] 再者，第二组平移单元(光栅132、134)的光栅排列方式与第一组平移单元(光栅

122、124)的光栅排列方式仅需不同即可获得两个维度上的双轴调整效果，因此仅需调整出

不同的光栅排列方式，可如图7所示形成非直角的平行四边形影像轨迹，以配合不同的光路

调整需求。另外，第一光栅122、第二光栅124、第三光栅132及第四光栅134的配置仅需获得

两个维度上的位移调整效果即可，其绕射状态切换方式、排列顺序及光栅排列方式设置方

式完全不限定。举例而言，于另一实施例中，第一光栅122及第三光栅132可同时为绕射状态

或同时为非绕射状态，且第二光栅124及第四光栅134可同时为绕射状态或同时为非绕射状

态。于另一实施例中，第一光栅122及第三光栅132可具有相同的第一光栅排列方式，第二光

栅124及第四光栅134可具有相同的第二光栅排列方式，且第一光栅排列方式与第二光栅排

列方式不同。

[0027] 图8显示本发明一实施例的成像位移模组的示意图。如图8所示，成像位移模组200

包含投影镜头210、光栅220及光学元件230，光栅220可在绕射状态和非绕射状态切换，光学

元件230设有反射面230a且位于光栅220的光路下游，投影镜头210设有复数透镜(例如透镜

212、214、216、218)构成的透镜组，且光栅220与光学元件230可位于投影镜头210的透镜组

内。于本实施例中，复数透镜中最靠近反射面230a(例如以相对反射面的几何中心的直线距

离为基准)的透镜为透镜212，且光栅220到反射面230a的距离d1小于最靠近反射面230a的

透镜212到反射面230a的距离d2(d1＜d2)。上述光栅220、反射面230a及透镜212之间的距离

例如可为光栅220、反射面230a及透镜214各自的几何中心的直线距离。当光栅220为非绕射
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状态时，影像光I可直接入射至反射面230a，再被反射面230a反射形成影像光I1，当光栅220

为绕射状态时，影像光I会被光栅220绕射偏折形成影像光I2，由光栅220出射的影像光I2跟

被反射面230a反射的影像光I1两者的行进方向不同(即与反射面230a的法线形成不同夹

角)。于本实施例中，当光栅220设于迭合或邻近投影镜头210的光圈位置处时，影像光I1与

影像光I2可分别形成图9所示间隔一距离的像素影像P及Q，因此当成像位移模组200轮流在

绕射状态和非绕射状态切换，同样可产生像素影像位移的效果。再者，若同时使用两个光栅

(具不同的光栅排列方式)，可产生与前述实施例相同的于两个维度上调整获得将像素解析

度提高至4倍的效果。

[0028] 图10显示本发明另一实施例的成像位移模组250的示意图。如图10所示，成像位移

模组250包含投影镜头260及光栅270。光栅270可在绕射状态和非绕射状态切换，投影镜头

260设有复数透镜(例如第一透镜262、第二透镜264及第三透镜266)所构成的透镜组，且光

栅270例如可设于投影镜头260内。于本实施例中，第一透镜262与第二透镜264之间未设有

任何其他透镜，光栅270设于第一透镜262远离第二透镜264的一侧，且光栅270可设于重合

或邻近投影镜头260的光圈268位置处。于一实施例中，光栅270到投影镜头260的光圈268在

投影镜头光轴上的距离D1，可小于光栅270到第二透镜264在光轴上的距离D2(D1＜D2)。上

述光栅270、光圈268及第二透镜264之间的距离例如可为光栅270、光圈268及第二透镜264

各自的几何中心的直线距离。光栅270例如可为全息聚合物分散液晶元件(H‑PDLC)，当光栅

270为非绕射状态时，影像光I可沿实质直线方向直接穿透光栅270并形成影像光I1，当光栅

270为绕射状态时，影像光I会被光栅220绕射偏折形成影像光I2，且影像光I2跟影像光I1由

光栅220出射的出射方向不同。因此当成像位移模组250轮流在绕射状态和非绕射状态切

换，像素PL经由投影镜头260形成彼此间隔一距离的像素影像PI1及像素影像PI2，因此观察

者可看到多一倍的像素影像，获得将像素解析度提高至2倍的效果。再者，若同时使用两个

光栅(具不同的光栅排列方式)，可产生与前述实施例相同的于两个维度上调整获得将像素

解析度提高至4倍的效果。

[0029] 图11为本发明一实施例的成像位移模组应用于一光学系统的示意图。请参照图

11，光学装置400包括照明系统310、光阀320、投影镜头260以及成像位移模组110。其中，照

明系统310具有光源312，其适于提供光束314，且光阀320配置光束314的传递路径上。此光

阀320适于将光束314转换为多数个子影像314a。此外，投影镜头260配置于这些子影像314a

的传递路径上，且光阀320位于照明系统310与投影镜头260之间。另外，成像位移模组110可

配置于光阀320与投影镜头260之间或投影镜头260内，例如可以在光阀320和内部全反射棱

镜319之间或是可以在内部全反射棱镜319和投影镜头260之间，且位于这些子影像314a的

传递路径上。上述的光学装置400中，光源312例如可包括红光发光二极体312R、绿光发光二

极体312G、及蓝光发光二极体312B，各个发光二极体发出的色光经由合光装置316合光后形

成光束314，光束314会依序经过蝇眼透镜阵列(fly‑eye  lens  array)317、光学元件组318

及内部全反射棱镜(TIR  Prism)319。的后，内部全反射棱镜319会将光束314反射至光阀

320。此时，光阀320会将光束314转换成多数个子影像314a，而这些子影像314a会依序通过

内部全反射棱镜319及成像位移模组110，并经由投影镜头260将这些子影像314a投影于屏

幕350上。于本实施例中，当这些子影像314a经过成像位移模组210时，成像位移模组110会

改变部分这些子影像314a的传递路径。也就是说，通过此成像位移模组110的这些子影像
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314a会投影在屏幕350上的第一位置(未绘示)，另一部份时间内通过此成像位移模组210的

这些子影像314a则会投影在屏幕350上的第二位置(未绘示)，其中第一位置与第二位置在

水平方向(X轴)或/且垂直方向(Z轴)上相差一固定距离。于本实施例中，由于成像位移模组

110能使这些子影像314a的成像位置在水平方向或/且垂直方向上移动一固定距离，因此能

提高影像的水平解析度或/且垂直解析度。当然，上述实施例仅为例示，本发明实施例的成

像位移模组可运用于不同光学系统以获得不同效果，且成像位移模组于光学系统中的设置

位置及配置方式完全不限定。例如图12所示，亦可将可在绕射状态和非绕射状态切换的光

栅220设于光学装置410的投影镜头210内。

[0030] 再者，本发明一实施例提供一种成像位移模组制造方法，其包括如下步骤。首先提

供壳体并安装可在绕射状态和非绕射状态切换的第一光栅、及可在绕射状态和非绕射状态

切换的第二光栅于壳体内。第一光栅设有相对应的第一表面和第二表面，第一表面接收一

影像光，且影像光从第二表面出射。第二光栅位于第一光栅的光路下游且设有相对应的第

三表面和第四表面，第三表面接收影像光，且影像光从第四表面出射。影像光入射至第一光

栅的入射方向与由第二光栅出射的出射方向在第一方向实质平移一距离。本发明另一实施

例提供一种成像位移模组制造方法，其包括如下步骤。首先提供镜筒，并安装第一透镜与第

二透镜于镜筒内，且安装可在绕射状态和非绕射状态切换的光栅和设有反射面的光学元件

于镜筒内。第一透镜比第二透镜更靠近反射面，第一光栅到反射面于第一透镜的光轴上的

距离，小于第一透镜到反射面于第一透镜的光轴上的距离。

[0031] 藉由上述各个实施例的设计，利用例如全息聚合物分散液晶元件构成的绕射光栅

作为光路调整元件，可不需致动件即能获得像素影像位移的效果，因此可避免高速碰撞、噪

音等问题且可提高元件使用寿命。再者，因液晶变迁时间较短，故能保留较多的光效能。另

外，绕射光栅作为光路调整元件的结构组成较为简单，且不需随被动元件(例如光阀)的尺

寸变更而修改设计。

[0032] 本发明的＂光学元件＂用语，指元件具有光反射特性的材质所构成，通常包括玻璃

或塑胶所组成。举例来说，光学元件可以是反射镜(reflective  mirror)、全反射棱镜(TIR 

Prism)、反向全反射棱镜组(RTIR  Prism)等。

[0033] 本发明的＂光阀＂用语，在此产业中大多可用来指一种空间光调变器(Spatial 

Light  Modulator,SLM)中的一些独立光学单元。所谓空间光调变器，含有许多独立单元(独

立光学单元)，这些独立单元在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可独立地接受光

学信号或电学信号的控制，利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔效应、声光效应、磁光效

应、半导体的自电光效应或光折变效应等)改变自身的光学特性，从而对照明在复数个独立

单元的照明光束进行调制，并输出影像光束。独立单元可为微型反射镜或液晶单元等光学

元件。亦即，光阀可以是数字微镜元件(Digital  Micro‑mirror  Device,DMD)、硅基液晶面

板(liquid‑crystal‑on‑silicon  panel,LCOS  Panel)或是穿透式液晶面板等。

[0034] 投影机是利用光学投影方式将影像投射至屏幕上的装置，在投影机产业中，一般

依内部所使用的光阀的不同，将投影机分为阴极射线管(Cathode  Ray  Tube)式投影机、液

晶显示器(Liquid  Crystal  Display ,LCD)式投影机、数字光投影机(Digital  Light 

Projector,DLP)以及液晶覆硅(Liquid  Crystal  on  Silicon,LCOS)投影机因投影机运作

时光线会透过LCD面板作为光阀，所以属于穿透式投影机，而使用LCOS、DLP等光阀的投影
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机，则是靠光线反射的原理显像，所以称为反射式投影机。而于本实施例中，投影机为数字

光投影机，而光阀320为数字微镜元件(DMD)。

[0035] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明作任何形式上的限制，虽

然本发明已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人

员,在不脱离本发明技术方案范围内，当可利用上述揭示的方法及技术内容作出些许的更

动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本发明技术方案的内容，依据本发明的

技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本发明技术方案

的范围内。
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